
Obiettivo Di Sputtering Di Elevata Purezza In Ossido Di Afnio
(Hfo2) / Polvere / Filo / Blocco / Granulo
Numero articolo: LM-HfO2

introduzione

Ottenete materiali di ossido di afnio (HfO2) di
alta qualità per le vostre esigenze di laboratorio
a prezzi accessibili. I nostri prodotti
personalizzati sono disponibili in varie
dimensioni e forme, tra cui bersagli sputtering,
rivestimenti, polveri e altro ancora.
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